谈判需求

编号：TP2013042
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	脉冲激光沉积系统(PLD）用沉积腔

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	和准分子激光器连接，用于脉冲激光沉积法制备薄膜样品。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	脉冲激光沉积系统(PLD）用沉积腔
	套
	1
	


三、技术需求表
	功能要求
	▲1.真空功能：应满足脉冲激光沉积镀膜系统的对真空度的要求，抽气系统采用机械泵和分子泵。
▲2.基片加热功能：能够实现对基片进行加热的功能。
▲3.靶台旋转功能:靶台可公转以及扫描功能，使激光能扫过大部分激光靶材，提高靶材利用率，同时实现四个靶材的溅射镀膜。需靶材屏蔽罩将4块靶材屏蔽，每次只有一个靶材露出溅射成膜。
4. 基片与靶台之间距离可调。
5. 每个靶材可自转，连续旋转。

	性能及技术指标
	▲1.极限真空度：≤6.7x10-5 Pa；系统真空检漏漏率：≤5.0x10-7 Pa.l/S；球型真空室尺寸Ф450mm。

▲2. 每块靶材可实现自转，连续可调。需靶材屏蔽罩将4块靶材屏蔽，每次只有一个靶材露出溅射成膜。
▲3.抗氧化基片加热台加热最高温度 800°C；加热系统要求温控误差为±1℃
4.激光入射口到地面的距离为1200mm；旋转靶台组件要求每次可以装四块靶材，靶材尺寸：（i）Φ60mm和（ii）Φ25mm；

5.基片与靶台之间距离30～90mm可调。100SCCM质量流量控制器。


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期：至少壹年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，承诺的质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、设备安装：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。

2、技术培训：安装后进行现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，培训时间不少于2天。
3、售后服务：软件终身免费升级。终身提供易耗品，零备件。如果仪器出现故障，在接到通知后即时响应。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提提备品备件,不影响我方的使用。

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后 60 天内） 

交货地点：浙江师范大学29幢319室 

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


